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前言

作为准备从事薄膜制备工作的你，也许正坐在烧得通红的火炉前读着这本书。
火炉上烧着的水正在沸腾，由于水的沸腾，在窗玻璃上凝结了一层白花花的“雾气”⋯⋯这是由于水
蒸发后在窗玻璃上附着而形成了一层薄薄的“薄膜”的现象，可以说是一种水在窗玻璃上“蒸发镀膜
”的过程。
如果不是对水，而是将铝（Al）放在炉子里加热，将会发生什么样的现象呢？
我们可以看到，铝即使熔化了，只会在表面生成一层薄薄的“污垢”，别说在玻璃上窗附着一层膜了
，即使将窗玻璃放在与铝非常近的地方，铝也不会在玻璃上附着。
这是因为铝与大气中的氧发生反应而生成了氧化物，而且铝没有在大气中蒸发。
要制备良好的铝薄膜，无论如何必须先排除大气，即非在真空环境中进行不可。
如今，制备薄膜时，利用真空已成为最平常不过的事了。
本书的前半部分，首先介绍制备薄膜而必须的真空技术。
在此基础上，后半部分叙述了薄膜制备技术，即用来制备薄膜的许多相关技术，还进一步介绍了“电
镀”技术。
这本书，确切点来讲比较接近入门书，如想获得更加专业的知识，请参阅罗列在参考文献里的原始文
献，从那些文献里可以获得更深入的专业知识。
在这些文献里特地集中引用了许多学会杂志的综述文章。
另外，根据作者经验认为可能是比较难以理解的部分，用日常生活中的事情作了一些比喻，这也许可
以对理解有所帮助，但这样一来很可能会有与物理内涵不一致的地方，敬请理解。
最后，在归纳本书的同时，作者要再一次表示诚挚的谢意，许多同行对本书给予了许多真诚的帮助和
指导，而且提供了许多宝贵的资料，正是由于他们的帮助，本书才得以完成。
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内容概要

本书较为系统、全面地介绍了与薄膜制备技术相关的各种基础知识，涉及了薄膜制备系统、典型的物
理制膜与化学制膜方法、薄膜加工方法，以及常用的薄膜性能表征技术，同时紧密结合当前薄膜领域
最先进的技术、方法和装置。
     原外版书作者长期在薄膜科学与技术领域从事研究、开发和教育工作，有丰富的工作经验与广博的
专业知识。
本书自初版以来，已有三十余年，迄今已4次再版，反映了本书在这一领域具有较为深远的影响。
     本书的内容丰富，由浅入深，对于材料科学、微电子专业学生而言是一本良好的基础教材；对于在
这一领域学习、工作的人员而言，具有很好的参考价值。
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章节摘录

插图：第6章薄膜的制备方法薄膜的制备除这里要讲的利用真空来制备的方法以外，还有诸如电镀、
大气中印刷涂敷、机械方法等许多方法。
它作为一个重要的产业，不断地获得发展。
在所有方法中，真空制备法作为一种先进薄膜制备技术占有十分重要的地位。
它在以电子学为核心的知识产业、电子工业、钟表业、照相等光学产业中是不可或缺的重要技术。
为此，真空法制备薄膜本身及其相关的应用研究非常热门，层出不穷的新技术、新方法不断得到开发
和利用。
6．1绪论代表性的利用真空来制备薄膜的方法（以后就简称为薄膜制备方法）大致有如表6．1所示的
蒸发法、离子镀法、溅射法和气相反应法。
其他还有制备特富龙等有机薄膜的聚合法、电离聚合法以及制备一些特殊金属单体薄膜的热分解法等
。
本章主要叙述表中所列的4种方法。
至于在液体中进行的电镀法将在第12章中详细叙述。
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编辑推荐

《薄膜制备技术基础》的内容丰富，由浅入深，对于材料科学、微电子专业学生而言是一本良好的基
础教材；对于在这一领域学习、工作的人员而言，具有很好的参考价值。
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